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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie: ,dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodg ALD wraz
z niezbednym oprzyrzqdowaniem w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwana dalej ,,uPzp“ Zamawiajacy: Politechnika Gdanska
informuje, ze dokonat zmiany tresci w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zwana dalej ,,SIWZ
SIWZ ulega zmianom w nastgpujgcym zakresie:

1) Rdz. II pkt. 1

Przed zmiang: Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa kompletnego uktadu do nanoszenia warstw
atomowych (ALD - ang. atomic layer deposition) wraz z niezbednym oprzyrzagdowaniem i
oprogramowaniem. Wszystkie elementy wchodzace w przedmiot zaméwienia majg by¢ fabrycznie nowe
- wolne od wszelkich wad, bez wczes$niejszej eksploatacji i nie bedacymi przedmiotem praw o0séb
trzecich. Urzadzenie przeznaczone jest do kontrolowanego i powtarzalnego osadzania cienkich powlok
tlenkowych, azotkowych i innych. Stanowisko musi umozliwi¢ rozbudowe uktadu pozwalajgca na
zwiekszenie potencjalu naukowego urzadzenia. Realizacja odbywa si¢ w ramach projektu Centrum
Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej. W sktad przedmiotu zamOwienia wchodzi takze
przeprowadzenie szkolenia dla minimum 5 pracownikéw zamawiajacego.

Po zmianie: Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa kompletnego ukladu do nanoszenia warstw
atomowych (ALD - ang. atomic layer deposmon) wraz z niezbednym oprzyrzadowaniem i
oprogramowaniem. Za mezb@dne oprzyrzadowanie i oprogramowanie rozumie sig wsze1k1 nie ujete
akcesoria, urzadzenia towarzysza, ktore konieczne jest do posiadania cech i whasciwosci, o ktérych mowa
w pkt 2 II. Rdz SIWZ Opisu przedmiotu zaméwienia. Wszystkie elementy wchodzace w przedmiot
zaméwienia majg by¢ fabrycznie nowe - wolne od-wszelkich wad, bez wezesniejszej eksploatacii i nie
moga byé przedmiotem praw-0s6b trzecich, oraz posiadaly oznakowanie CE. Urzadzenie przeznaczone
jest do kontrolowanego i powtarzalnego osadzania cienkich powlok tlenkowych, azotkowych i innych .
Poza wlaéciwosciami opisanymi w pkt 2 wymaga si¢ aby maksymalna niejednorodnos¢ grubosci
nanoszonych warstw wynosita 3%, temperatura zewnetrznej czeSci komory nie przekraczata 100 °C
podczas pracy urzadzenia. Zamawiajacy oczekuje, aby komora byta w pelni metalowa, pozbawiona
niemetalowych elementéw uszczelniajacych. Dopuszcza si¢ zastosowanie niemetalowych elementow
uszczelniajgcych, pod warunkiem zapewnienia bezptatnej ich dostawy w celu wymiany zuzytych
uszczelnien, przez okres 2 lat. Realizacja odbywa si¢ w ramach projektu Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej. W sktad przedmiotu zam6wienia wchodzi takze przeprowadzenie szkolenia dla
minimum 5 pracownikéw zamawiajacego.

2) Rdz. Iipkt 5

Przed zmiang: Wykonawca zapewnia minimum 12 miesi¢czng gwarancjg — szczeg6lowe informacje
zawarte sg w zatgczniku nr 5 do SIWZ - wzorze umowy.

Po zmianie: Wykonawca zapewnia minimum 12 miesigcznej gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy,
oraz 24 miesiecznej gwarancji na niemetalowe elementy uszczelniajgce komore reakcyjng. Szczegdtowe
informacje dotyczace wysokosci kar umownych, terminéw i innych regulacji dotyczacych gwarancji

zawarte sg w zataczniku nr 5 do SIWZ - wzorze umowy.
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3) Rdz. IX. Pkt. 12

Przed zmiang: Oferte nalezy ztozyé w dwoch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamknigtych
opakowaniach, uniemozliwiajacych odczytanie zawartosci bez ich uszkodzenia. Zewnetrzne opakowanie
winno by¢ zaadresowane:
Politechnika Gdanska
Gmach Gléwny Skrzydio B
Al. Zwycigstwa 27
80-233 Gdansk
i opisane:
,,dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodq ALD wraz z niezbgdnym oprzyrzqdowaniem w ramach
projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej
nr postepowania ZP/77/051/D/13
Nie otwiera¢ przed dniem 15.04.2013 godz. 12:00

Po zmianie: Oferte nalezy zlozyé w dwéch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamknigtych
opakowaniach, uniemozliwiajacych odczytanie zawartoéci bez ich uszkodzenia. Zewnetrzne opakowanie
winno by¢ zaadresowane:
Politechnika Gdanska
Gmach Gléwny Skrzydlio B
Al. Zwycigstwa 27
80-233 Gdansk
i opisane:
,.,dostawa systemu osadzania cienkich warstw metodg ALD wraz z niezbgdnym oprzyrzgdowaniem w ramach
projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej
nr postepowania ZP/77/051/D/13
Nie otwieraé przed dniem 06.05.2013 godz. 13:00

4) Rdz. X. Pkt. 4 oraz6.

Przed zmiang:

4 .Termin sktadania ofert uptywa w dniu 15.04.2013 o godz. 11:30.
6.0Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.04.2013 o godz. 12:00. w siedzibie Zamawiajacego: Politechnika
Gdanska, Gmach Gtéwny skrzydio B, pok. 206, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Po zmianie:

4.Termin skladania ofert uplywa w dniu 06.05.2013 o godz. 12:30.

6.0twarcie ofert nastapi w dniu 06.05.2013 o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiajacego: Politechnika

Gdanska, Gmach Gtéwny skrzydto B, pok. 206, G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

5) Zalgcznik nr 4 do SIWZ - Zamawiajacy zamieszcza nastgpujacy zalacznik.

6) Zalacznik nr 5 do SIWZ — wzér umowy — paragraf 4 ust 1 przyjmuje nastgpujace brzmienie:
,,Wykonawca udziela ... (minimum 12) miesi¢cznej gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy, oraz 24
miesigcznej gwarancji na elementy uszczelniajace komore reakcyjna/ liczonej od daty podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen (zatacznik do SIWZ).”

Powyisze zmiany stanowia integralng czes¢ SIWZ.

(Kierownik Zamawiajacego
lub osoba upowazniona)
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